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Programma:
08.30 Registrazione partecipanti

08.45 Introduzione agli argomenti del corso

 L. Burruano

09.00 Serie di relazioni

 I principi biologici della riparazione

 Il percorso chirurgico implantare

11.00  Break

11.15  Implantologia post-estrattiva

12.15  Implantologia su siti infetti sia ossei che sinusali

13.15  Pausa

14.00  Concetti sulla riparazione biologica della membrana di Schneider

15.00  Compilazione questionario ECM e chiusura dei lavori

La riparazione biologica della membrana di Scheider in implantologia dopo 
l'invasione dello spazio sinusale per consentire l'inserimento implantare. La 
relazione si basa su esperienza personale nell' effettuare il sinus lift in modo 
originale.
La metodica di sinus lift viene realizzata sul concetto di rigenerazione che il 
nostro meraviglioso organismo possiede e che, se è ferito, guarisce. Il pavimen-
to se fratturato rilascia sangue, la membrana se ferita sanguina, se al sangue si 
aggiunge un innesto osseo eterologo si scatenano gli elementi basilari per otte-
nere una rigenerazione guidata dell'osso.
La relazione mostrerà il valore e la fattibilità della tecnica. L’evento E.C.M. N° 406835

rivolto a Odontoiatri

Crediti assegnati: 5

Responsabile Scientifico:
Dott. Luigi Burruano

Relatore:
Dott. Paolo Toscano

“EVOLUZIONE CHIRURGICA.
IL TRATTAMENTO IMPLANTARE DEL MASCELLARE
DIFFICILE COMPLICATO DA ATROFIA OSSEA
FLOGOSI CRESTALE E SINUSALE.”

Abstract:


